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OZET
ALCI FORMULASYONLARI URETME YONTEMI

Tipik olarak bir al¢1 yapi levhasi iiretmek icin bir al¢1 formiilasyonu, su ile sisebilen
bir kil, tarak bazli bir kopolimer akiskanlagtirict ve kil igin tercihli afiniteye sahip olan
bir bazik suda ¢oziiniir polimer igceren sulu bir al¢1 bulamacina ilave edilerek ve bir

sulu al¢t bulamact katmaninin kurulmasina izin verilerek iiretilir.
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ISTEMLER

1. Bir al¢1 formiilasyonunun iiretilmesi igin bir yéntem olup, bu yéntem, bir suyla

sisebilen kil igeren bir sulu bir al¢ci bulamacinin temin edilmesini; alg1 bulamacina,
bulamacin toplam agirlhigima dayal olarak 0.005 ila %1 tarak dalli bir kopolimer
akiskanlastirict ve bulamagta bulunan kilin grami basma 0.01 ila 2 gram arasinda
bazik bir suda coziiniir polimer eklenmesi ve sulu al¢t bulamacinin bir tabakasinin
olusturulmasina izin verilmesi adimlannt igerir ki ozelligi bazik suda ¢ozinir
polimer, polivinil pirolidon, polivinil alkol veya bir nisasta tiirevi olmasidir, 6yle ki
s0z konusu polimer, kili bulamac icinde dagitmak ve bunun icin su talebini azaltmak
icin, kilin bolgelerine absorbe edilir ve bolgelerin akigkanlastirici tarafindan isgalini

bloke eder.

2. Istem 1 ‘e ait bir yontem olup, polivinil alkol kismen silanize edilir.

3. Istem 1 veya 2'den herhangi birine gore bir yontem olup, burada suda ¢oziiniir

polimer soguk suda ¢oziiniir.

4, Istemler 1 ila 3'ten herhangi birine gére bir yontem olup, tarak dalli kopolimer
akiskanlastiricisi, polialkoksillenmis akrilik veva metakrilik asidin bir polimerini

icerir.

5. Istem 1 ila 4'ten herhangi birine gore bir yoéntem olup, burada sulu bulamag

tabakasi bir yap1 levhasi olusturacak sekilde ayarlanmastir.
6. Istem 4'e gire bir yontem olup, burada bulamag bir sandvi¢ yapi olusturacak
sekilde aralikli yiizey takviyeleri arasinda beslenir ve bulamacin yiizey takviyeleri

arasinda yerlesmesine izin verilir.

7. Istem 6'ya uygun bir yontem olup, bulamac, fiber takviyesi icerir.
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TARIFNAME

ALCI FORMULASYONLARI URETME YONTEMI

Mevcut bulus, al¢1 formiilasyonlarimin iiretimi i¢in- Ozellikle algr yapim levhalarimin

iiretimi igin uygun alg1 formiilasyonlari kullanilarak bir yontem ile ilgilidir.

Bu al¢i yapim levhalari, Ornegin algi levha (genellikle kagit astarlarla takviye
edilmistir) veya siva levha (yiizeyde veya yakininda dokuma veya dokumasiz bir
takviye ile takviye edilebilir veya sadece cekirdeginde takviye edilebilir) gibi viizey
takviyeli olabilir.

Alg1 siva bulamact (ve istege bagh olarak fiber takviyesi) tipik olarak bir ekstruderden
veya silindirler veya kayislar arasinda sekillendirilir. Yiizey takviyeli al¢ipan igin, algi
bulamaci, sekillendirmeden o©nce yiizey takviyeleri arasina sikistinhir. Bu
diizenlemede, yiizey takviyesinin veya astar tabakalanimn kenarlan tipik olarak bir
arada miihiirlenir. Al¢1 panelin sekillendirilmesinden sonra, 1slak bulamag sertlesmeye
birakilir ve sabitlenen panel istenen uzunluklarda kesilir ve kurutulur ve nihai panelin

olusturulmasi icin kurutulur.

Bazi dogal al¢1 kaynaklarinda bulunan suda sisebilen killerin, tipik olarak kalsiyum
ivonlan varlifinda flokiile edilmis bir yap1 olusturarak, al¢iy1 olusturan bulamacin su

talebini arttirma egiliminde oldugu bulunmustur.

ABD Patenti 7261772'de, doymanmus gruplara sahip olan bir polieterden, 6rmegin bir
polialkilen oksit zincirine sahip olan bir polieter makromonomerini polimerlestirerek,
akrilik asit veya metakrilik asit gibi bir doymamis monomer ile reaksiyona sokulmus
bir tarak dalli kopolimer eklenmesi énerilmistir. Polialkilen oksit tipik olarak etilen
oksit, propilen oksit, biitilen oksidi veya benzerlerinden tiiretilir; érnegin bir polietilen
glikol veya polipropilen glikol veya bunlarin rasgele veya blok kopolimerleri.
Yukaridaki ABD patenti, al¢i bilesiminde belirli amin bilesiklerinin gerekli oldugunu

gostermektedir.
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Yukanidaki ABD patentinde belirtilen amin bilesikleri verine kil igin tercihli afiniteye
sahip olan bir bazik suda c¢Oziinlir polimer kullanilirsa, iyilestirmelerin

saglanabilecegini bulduk.

Bu nedenle, bulusa gore, yukanda belirtildigi gibi, suda sisen bir kil igeren istem 1 ¢
gore bir alg1 bulamacinin tiretilmesi i¢in bir yontem saglanmistir, ki alg1 bulamacina,
akiskanlastirict olarak yukarida bahsedilen ABD patentinde tarif edildigi gibi bir tarak
dalli kopolimer ve kil i¢in tercihli afiniteye sahip olan bir bazik (asidik olmayan) suda

¢Ozliniir polimer eklenir.

Alcita mevcut olan killerin, tarak dalli polimer akigskanlastiricilarin etkisine miidahale
ettigi ve bu akiskanlastiricilarin doz verimliligini azaltug bilinmektedir. Ikinci

akiskanlastiricilar tercihen killere adsorbe edilir, ¢linkii ikinci akiskan daha yiiksektir.

Bazi bazik suda ¢oziiniir polimerlerin al¢i bulamacinda bulunmasi durumunda,
tercihen bulamacin icinde mevcut olan kili adsorbe ettiklerini ve bu sekilde iki iglevi
yerine getirdiklerini bulduk:

1) su gostergesini hafifge diisiiren kil pargaciklarnimi dagitmak; ve

2) ilave akiskanlastirict tarafindan isgal edilecek alanlan bloke etmek,
akiskanlastiricinin, siva pargaciklarimi akiskanlastirici istenen fonksivonunu verine

getirmesine izin vermek;

Bulusa uygun yontemde kullamlan suda ¢6ziiniir temel polimerler arasinda polivinil
pirolidon, polivinil alkol (tamamen veya kismen hidrolize) ve bazi soguk suda
¢Oziinlir nisasta tiirevleri (oksitlenmis, dekstrinize edilmis veya etile edilmis nisasta

gibi) bulunur.

Kil icin tercihli afiniteye sahip olan bu tiir polimerler (tarakla dallanmis kopolimere
gore)} ve kil ile yiizey hidrojen baglan olusturabilir, bdylece kilin dagilmasina ve tarak
dalli kopolimer akiskanlastirici ile zararh etkilesimin Onlenmesine yardimci

olabilirler. Bu etki, akiskanlastiricinin doz verimliligini arttirmaya yardime olur.
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Boyle bir suda ¢oziniir polimer, soguk suda ¢oziiniir olan, sulu bir ¢ézelti halinde
temin edilebilecek bir polimerdir, bdylece bir bulama¢ karnistiriciya eklenmeden Snce

polimerin sicak suda ¢oziilmesi icin fazladan bir adim gerekmemesi 6nlenir .

Suda ¢ziiniir bazik polimer miktart, bulamacta bulunan kil grami basina 0.01 ila 2

gram arasindadur.

Boyle bir suda ¢Oziiniir polimerin bir 6rnegi polivinil alkoldiir (yaklasik % 88
hidrolize edilmis). Béyle bir polimer ayni anda dort islevi yerine getirebilir, yani:

1) bir kdpiirme maddesi olarak hareket etmek,

2) kili dagitmak, su talebinde bir diisiise izin vermek,

3) tarak bazli kopolimer bazl akiskanlastiricilarin verimliligini artirmak, su talebinde
bir diisiise izin vermek ve

4) baz1 durumlarda, kuruduktan sonra kagit al¢1 yapismasini arttirmak.

Baz1 diizeneklerde polivinil alkol, 6rnegin PVA'daki hidroksil gruplarimin silanol
fonksiyonel gruplanyla reaksiyonu yoluyla silanize edilebilir. Bu tiir silanize edilmis
polivinil alkollerin uygun ornekleri, vinil ester gruplarinin % 75 ila 100'u arasinda bir
hidroliz derecesine sahip hidrolize vinil esterpolimerler ve % 0.01 ila 10 mol arasinda
silan iceren komonomer birimlerinin icerigine sahiptir. Bu tiir silanize edilmis

polivinil alkoller ABD Patenti 7052773'te detayl1 olarak aciklanmaktadir.

Tarak bazli kopolimer akigkanlastirici, bulamacin toplam agirh@ina gére % 0.005 ila
% 1 miktaninda mevcuttur. Tarak bazli kopolimer, 6érnegin ABD Patenti 6527850,
6869988 ve 7070648'de tarif edildigi gibi bir yontemle iiretilebilir.

Suda ¢oziilebilen bazik polimer ve / veya tarak bazh kopolimer, bir al¢1 bulamaci ile
karistirilmak iizere ¢irpilmis bir sulu kopiige ilave edilebilir, boyle bir sulu kopiik, en

az bir képiirme ajani iceren suyla kopiirtme yoluyla {iretilir.

Bir yap1 levhasi iiretmek icin bulusa gére yontemde sulu bir kopiik kullanildiginda,
sonugta elde edilen pano daha iyi bilindigi gibi hava kabarciklan icerdiginden daha

hafiftir.
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Boyle bir kopiik icinde mevcut olan su, tipik olarak filtrelenmis olabilecek yer alti
suyu veya musluk suyudur. Diger zararli olmayan materyaller, adjuvanlar ve igerikler

uygun oldugunda kopiigiin yapildigi su i¢inde mevcut olabilir.

Cirpilmis  sulu  kopiik ile kanstunlmig olan algt  bulamaci, genellikle alg
kalsinasyonuyla elde edilen hidratlanabilir al¢iyr (kalsiyum siilfat) icerir. Bulamacg,
zararli olmayan diger mineral malzemeler ve / veya fosfat ve / veya magnezyum
iyonlar1 gibi 1yonlart igerebilir. Hidratlanabilir kalsiyum siilfat, Srnegin, susuz
kalsiyum siilfat (anhidrit II veya III) veya alfa veya beta-kristalli formundaki bir
kalsiyum siilfat hemihidrat {CaS04.0.5 H20) olabilir.

Aler tipik olarak yukarida tarif edilen sulu kopiik ile karistirllmadan 6nce bir bulamag
olusturmak icin su ile karistirilir; bulamacin yapildig: su, tipik olarak filtrelenmis
olabilecek yer alt1 suyu veya musluk suyudur. Diger zararli olmayan materyaller,
adjuvanlar ve icerikler uygun oldugunda bulamacin yapildi@i su icinde mevcut

olabilir.

Bulamacin pH"1 tipik olarak 6.5 ila 9.5 arasindadir ve bulamag, nisasta, su azaltici
ajanlar, nem itici maddeler (silikon yaglar1 veya balmumlar1 gibi), takviye edici
elvaflar, donma hizlandiricilar, ve geciktiriciler, deformasyon inhibitorleri (6rnegin
sarkma Onleyici maddeler), biizilme onleyici katkilar, yeniden kalsifikasyon
inhibitorleri, kopiik stabilizatorleri, tesvive yardimcilan, bakterisitler, fungisitler, pH
ayarlayicilar, renklendirici maddeler, atese dayanikli maddeler ve dolgu maddeleri
(partikiilat gibi bazi diuzenlemelerde genlesmis formda olabilen mineral malzeme

veya plastikler) elyaflar gibi istege bagh bagka bilesenler icerebilir.

Bulamag, cam elyaflan (tipik olarak kesilmis elyaflar) gibi elyaf takviyesi igerebilir
ve alct levha olusturmak i¢in kullanilabilir. Bulusa gore iretilen algipan, yiizey
takvivesi veya astar levhalari ile veya bunlar olmadan olabilir; yilizey takviyesi

kullanildiginda, 6rnegin, lifli bez veya lifli 6rgii olabilir.

Alg1 yapi levhasi, bulusa gore iliretildiginde, tercihen, silindirler veya kayislar arasinda

ekstriizyon veya presleme ile istenen bir kalinlia kadar olusturulur.
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Alg1 yapim tahtalar, suda sisen bir kil, tarak bazli bir kopolimer akiskanlastirict ve kil
icin tercih edilen afiniteye sahip bazik suda ¢6ziiniir bir polimer iceren bir set sulu al¢

bulamacim igerir.

Mevcut bulusun bazi yonlern ve oOzellikleri, asagidaki calisilan Omeklerle

agiklanacaktir.

ORNEKLER

Agirhik olarak % 1,5 oraninda Wyoming bentonit (dogal olarak sisen bir kil) ilave
edilen 150 g DSG (desulphogypsum) siva, kontrol hari¢ her testte kullanilmistir -

ikincisinde hi¢bir kil eklenmemistir.

Tartilan miktarda 40 ° C'de su, kiiciilk bir Waring karistiricisina ilave edildi ve
geciktirici olarak geciktirici olarak % 0.1 trisodyum sitrat (ag / ag siva), harmana kati
katki maddeleri ile birlikte ilave edildi ve kanstirnicr, geciktiriciyi ¢6zmek icin 10

saniye boyunca ¢alistinildi.

Ethacryl (ticari olarak temin edilebilen, bir etoksile edilmis akrilik asit polimeri olan
tarak bazli bir kopolimer) ve uygun olan diger sivi katki maddeleri bu asamada
eklenmistir. Ardindan, siva c¢ozeltiye 30 saniye boyunca serpildi ve 30 saniye
bekletilmistir. Karistirma siiresi diisiik hizda 10 saniye idi. Bulamacin topaklanma
capi, BS 1191: Bolim 1: 1973'te Bolim C.3.1.1'de agiklandign gibi diigen plaka

konsistometresinde Olgiilmustiir.

Asagidaki Tablo 1'de 6zetlenen sonuglar, kil iceren &rnek bir sivaya tarak bazh bir
polimer eklenerek elde edilen avantajli artan akiskanhgr gostermektedir. Bu durumda
kil, deneysel kontrol saglamak i¢in kasitli olarak eklenmistir, ancak dogal olarak suda
sisebilen kil iceren siva ile benzer etkiler elde edilmektedir. Belirtilen Ethacryl

oranlar aktif iceriklerdir.



Tablo 1

Ekleme (ag.%

Bir 58-60mm topak

Topak capi (mm)

Siva Kil modifiye edici - 1100g) igin su 19 29
b sivada aktifler) gj%ster?;)esgi (I]Et1hz/:cryl gtiz/:cryl

Kil igerir |Highbiri 0 80 55 63
Kismen hidrolize polivinil

Kiligerir |alkol - DuPont Elvanol 51-  [0.25 76 80 85
04 L24
Silanize kismen hidrolize

Kil icerir |polivinil alkol - Wacker 0.25 79 76 88
Polyviol 2700

.. . |Beyaz dekstrin - Avebe
Kil igerir Avg o W3s 0.25 80 65 75
:f(‘l’lrs‘f;‘;' Higbiri 0 81 87 95




